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Sposdb przygotowania nowych form gipsowych pod pierwsze
zaformowania
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Przedmiotem wynalazku jest sposéb przygotowania
nowych form gipsowych pod pierwsze zaformowania ce-
ramicznqg masq formierskq.

Znany jest z publikacji pt. ,, Technologia ceramiki i ma-
teriatéow ogniotrwatych' pod redakcjq P.P. Budnikowa —
Wyd. , Arkady” W-wa 1958 r. sposob przygotowania no-
wych form gipsowych pod pierwsze zaformowania po-
legajgcy na mechanicznym oczyszczeniu ich powierzchni
roboczych na automacie oraz doktadnym wysuszeniu
przed natozeniem masy formierskiej.

Nowe formy gipsowe bezposrednio po wysuszeniu
i oczyszczeniu ich powierzchni roboczych, byty dotych-
czas zafcrmowywane ceramicznqg masq formierskq na
automatach, a nastepnie kierowane byty do suszarni.
W trakcie suszenia stwierdzono duzq liczbe peknigé¢ wy-
robow ceramicznych. Przyczynq peknigé byto nieréwno-
mierne wchtanianie wody z masy formierskiej przez po-
wierzchnig roboczq, lustro formy gipsowej w trakcie pro-
cesu suszenia. Powodem nierdownomiernego wchtaniania
wody przez forme gipsowg byt roztwor mydta i oleju
wrzecionowego, ktory przedostajgc sie z modeli w trak-
cie odlewania formy gipsowej na jej powierzchnie robo-
czg powodowat nierdbwnomierne zatykanie mikroskopij-
nych poréw na jej powierzchni.

Sytuacja taka powtarzata sie przez kilka kolejnych
nastgpnych zaformowan do czasu samoczynnego usu-
nigcia warstwy roztworu mydta i oleju wrzecionowego
z powierzchni roboczej, lustra formy gipsowej. Dopiero
po kilkunastu kolejnych zaformowaniach i suszeniu z
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form gipsowych otrzymywano dobre jakosciowo wyroby
ceramiczne, bez peknigé. )

Taki stan rzeczy prowadzit do powstawania znacznej
liczby brakéw w trakcie procesu produkcyjnego bedgqc
przyczynq niskiej wydajnosci produkcji oraz duzych strat
gospodarczych.

Celem wynalazku jest opracowanie sposobu pozwala-
jgcego na wyeliminowanie peknigé wyrobéw ceramicz-
nych powstajgcych dotychczas przy pierwszych zafor-
mowaniach.

Sposob przygotowania nowych form gipsowych pod
pierwsze zaformowania wedtug wynalazku polega na
tym, ze wybrane nowe formy gipsowe bez peknig¢ i wy-
brzuszen, uprzednio wysuszone oraz po mechanicznym
usunigciu zanieczyszczen, zwiaszcza z powierzchni ro-
boczej, lustra form, przemywa sie powierzchnig roboczq,
lustro kazdej formy gipsowej jednorodnq mieszaning zfo-
zonqg ze zwiqzkow powierzchniowoczynnych w ilosci
139, wagowych dodecylo-benzeno-sulfonianu sodowe-
go, 2,5%, wagowych zwilzacza, 1,5%, wagowych glice-
ryny, 83% wagowych wody. Nastepnie tak przemyte
formy gipsowe pozostawia sig do wysuszenia przez 24 h.
Suszenie przemytych form gipsowych przeprowadza sie
przestrzennie metodg niewymuszong, korzystnie w tem-
peraturze 295K do 303K.

Sposéb wedtug wynalazku pozwala na zmniejszenie
liczby brakéw w postaci peknigé wyrobéw ceramicznych
powstajqcych dotychczas podczas kilku pierwszych za-
formowan na nowych formach gipsowych, wydatnie pod-
noszqgc wydajno$¢ i jako$¢ produkcji. Sposéb postepo-
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wania jest prosty i tatwy do zastosowania w procesie
produkciji.

Przyktad. Nowg forme gipsowq bez peknig¢ i wy-
brzuszeh uprzednio wysuszong i mechanicznie oczysz-
czonq z zanieczyszczeh zalegajgcych powierzchnig ro-
boczq, lustro za pomocq czy$ciwa lub strumieniem spre-
Zonego powietrza, ustawia sie¢ na stanowisku przygoto-
wawczym.

Nastepnie przygotowuje sie mieszaning, za pomocq
ktérej bedzie przemywana powierzchnia robocza, lustro
kazdej nowej formy gipsowej.

Na przemycie 200 sztuk form gipsowych odwaza sig:

91 g do_debylo-benzeno-suIfonianu sodu

17,5 g zwilzacza, otrzymanego w procesie siarczyno-
wania melaminianu dwuetylohesylowego za pomocq
kwasnego siarczanu sodowego

10,5 g gliceryny technicznej

581 g wody.’ .

Tak odwazone substancje miesza sie z sobq mieszad-
tem laboratoryjnym do uzyskania jednorodnego roztwo-
ru, przy czym kolejno$¢ dodawania substancji jest do-
wo:na.

Nastepnie za pomocq pedzla rozprowadza sie jedno-
rodng mieszanine po powierzchni roboczej, lustrze kazdej
formy gipsowej, wykonujgc koliste ruchy potgczone z
wcieraniem mieszaniny w lustro formy gipsowej. Po
przemyciu form gipsowych, przewozi si¢ je do suszarni,
w kférei pozostawia sie do catkowitego wysuszenia
przez 24h. W suszarni ustawia sie temperaturg 298K
i utrzymuje przez caty okres suszenia form gipsowych.
Po, wysuszeniu formy gipsowe nadajq sie do pierwszych
zaformowan masq formierskq na automacie do wyrocbu
talerzy, salaterek, spodkéw itp.

Mieszanina do przemywania powierzchni roboczych
form gipsowych zawiera zwiqzki powierzchniowoczynne,
ktére majq wtasciwosci obnizania napigcia powierzchnio-
wego. Dzieki tym wlasciwosciom uzytych zwigzkéw, mie-
szanina pozwala na usuniecie z powierzchni roboczych,
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lustra form gipsowych warstwy roztworu mydta i oleju
wrzecionowego, odstaniajgc mikroskopijne pory na jej
powierzchni. Do przemywania stosuje sie pedzel, ponie-
waz warstwa roztworu mydta i oleju wrzecionowego po-
krywajqca lustro kazdej nowej formy gipsowej jest bar-
dzo gesta o duzej lepkosci i nie daje sie usungé ggqbkg
lub przez natrysk, jedynie poprzez intensywne wcieranie
mieszaniny pedzlem w powierzchnig roboczq, lustro for-
my gipsowej.

W wyniku tego dziatania uzyskuje sie usunigcie roz-
tworu mydta i oleju wrzecionowego oraz réwnomierne
wchtanianie wody z masy formierskiej przez catq po-
wierzchnig roboczgq, lustro formy gipsowej podczas pro-
cesu suszenia, a w efekcie po wysuszeniu — dobry
jakosciowo wyréb ceramiczny bez peknigé.

Sposob wedtug wynalazku znajduje zastosowanie w
przemysle. ceramicznym znacznie podnoszqc wydajnosé
i jako$¢ produkcji.

Zastrzezenia patentowe

1. Sposob przygotowania nowych form gipsowych
pod pierwsze zaformowania ceramiczne masq formierskq
na automacie, polegajgce na wysuszeniu oraz mecha-
nicznym usunigciu zanieczyszczen, zwtaszcza z powierz-
chni roboczej lustra formy, znamienny tym, ze po uprzed-
nim oczyszczeniu powierzchni roboczej, lustro kazdej
formy gipsowej przemywa sie jednorodng mieszaning
ztozong ze zwiqzkéw powierzchniowoczynnych w iloci
139, wagowych dodycylo-benzeno-sulfonianu sodowe-
go, 2,5% wagowych zwilzacza, 1,59, wagowych glicey
ryny, 83%, wagowych wody, a nastgpnie tak przemyte
nowe formy gipsowe pozostawia sie do wysuszenia przez
24h. ) '
" 2. Sposéb wedtug zastrz. 1, znamienny tym, ze su-
szenie przemytych form gipsowych przeprowadza sie
przestrzennie' metodg niewymuszonq w temperaturze
295K do 303K. )
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